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电光聚合物调制器电晕极化和直接接触极化方法的实验比较

张旭苹１　 史　赞２　 鲁学军３

（１南京大学光通信工程研究中心，南京２１００９３）
（２ＣｏｈｅｒｅｎｔＩｎｃ．，ＳａｎｔａＣｌａｒａ，ＣＡ９５０５４，ＵＳＡ）

（３ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＥｌｅｃｔｒｉｃａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＭａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓＬｏｗｅｌｌ，Ｌｏｗｅｌｌ，ＭＡ０１８５４，ＵＳＡ）

摘要：对调制器用电光聚合物材料的２种极化工艺———直接接触极化方法和电晕极化方法进行实验
比较和分析，制备了用于极化实验的３层结构的电光聚合物调制器，给出了这２种极化方法的实验装
置和极化工艺．实验发现，极化前的预处理工艺控制非常关键，否则会降低极化效率或损伤膜表面．结
果表明：直接接触极化方式对膜表面的损伤较小，极化电压低，而电晕极化方式可以得到高的电光系

数．直接接触极化方式极化的面积能够达到基板的尺寸．
关键词：电晕极化；直接接触极化；电光聚合物；调制器
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